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Průběh obhajoby: Obhajobu zahájil předseda prof. Holý. Predstavil uchazeče, prečetl jeho

životopis a nechal kolovat dizertační práci a seznam publikací. Předseda
konstatoval, že uchazeč splnil všechny podmínky pro konání obhajoby.
Práce byla vystavena předepsanou dobu a nepřišly k ní žádné připomínky.
Poté uchazeč přednesl teze své práce. Přednáška byla dobře připravena po
obsahové a formální stránce. Poté přednesl stanovisko vedoucí dizertační
práce dr. Rezek, který práci doporučil k obhajobě. Následovalo přečtení
oponentních posudků dr. Klapetka a dr. Bartošíka, kteří shodně doporučili
práci k obhajobě. Uchazeč nato reagoval
na připomínky oponentů, oponenti byli spokojeni s odpověd´mi. Poté byla
otevřena veřejná rozprava, v níž vystoupili s dotazy prof. Šikola, prof.
Demo, dr. Fejfar a prof. Holý. Uchazeč všechny dotazy z pléna fundovaně
zodpoveděl. Po ukončení veřejné rozpravy bylo otevřeno neveřejné
zasedání. V něm nebyly předneseny žádné další připomínky a bylo
přistoupeno k hlasování, skrutátory byly zvoleni dr. Fejfar a prof. Šikola.
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